Solution for researching

Sistema De Maquina Hfcvd Equipamento Para Revestimento De

Nano Diamante De Matriz De Desenho
Numero do item: HFCVD-100
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introducao

O sistema HFCVD da KINTEK fornece
revestimentos de nano-diamante de alta
qualidade para matrizes de trefilagem,
aumentando a durabilidade com dureza e
resisténcia ao desgaste superiores. Explore
solucdes de precisao agora!

Saiba mais

Tabela de comparacao entre o molde de estiragem tradicional e o molde de
estiragem revestido com nano diamante

Composigao técnica HFCVD

Parametros técnicos

Frasco de sino Dia. 500mm, Altura
550mm, camara de aco inoxidavel
SUS304; isolamento interno da pele de
aco inoxidavel, altura de elevagdo é
350mm;

Mesa do equipamento:
L1550*W900*H1100mm

Grau de vacuo maximo: 2.0x10-1Pa ;

Taxa de aumento da pressao: <5Pa/h;

Movimento da mesa de amostras: o
intervalo de subida e descida é de + 25
m; é necessario agitar a relagdo
esquerda e direita quando sobe e desce
em * 3%;

Pressdo de trabalho: utilizar o
manémetro de membrana, gama de
medigao: 0 ~ 10kPa; trabalho constante
a 1kPa ~5kPa, o valor da pressdo
constante muda mais ou menos 0,1kPa;

Composigcao do
equipamento

Um conjunto de corpo
principal da cdmara de
vacuo (campanula)
(estrutura de
arrefecimento por dgua
encamisada)

Um conjunto de
dispositivo de mesa de
amostras de arrasto
(adoptando o
acionamento de eixo
duplo)

Um conjunto de sistema
de vacuo

Sistema de fornecimento
de géas do medidor de
fluxo de massa de dois
canais

Um conjunto de
eléctrodos (2 canais)

Um conjunto de sistema
de &gua de arrefecimento

Configuragdo do sistema

Corpo principal da camara de vacuo (campanula); A cavidade é feita de ago inoxidavel 304 de alta
qualidade; Campanula vertical: a camisa de arrefecimento a &gua encamisada é instalada na periferia
geral da campénula. A parede interna da campanula é isolada com pele de ago inoxidavel e a campanula
é fixada lateralmente. Posicionamento preciso e estavel; Janela de observagao: disposta horizontalmente
no meio da cdmara de vacuo Janela de observagao, arrefecimento a agua, deflector, configuragao lateral
e superior Angulo de bisel de 45 graus, janela de observac&o de 50° (observe o mesmo ponto que a
janela de observagao horizontal e a plataforma de suporte da amostra); as duas janelas de observagao
mantém a posicao e o tamanho existentes, sdo selados com malha metélica e reservados para a
instalagao de eléctrodos Interface;

Dispositivo de suporte de amostras: Suporte de amostras em ago inoxidavel (arrefecimento por dgua de
soldadura) Dispositivo de 6 posigdes; pode ser ajustado separadamente, apenas o ajuste para cima e
para baixo, o intervalo de ajuste para cima e para baixo é de 25 mm, e a agitagdo esquerda e direita
deve ser inferior a 3% ao subir e descer (ou seja, a agitagao esquerda e direita de subida ou descida de 1
mm é inferior a 0,03 mm), e o estadgio da amostra ndo roda ao subir ou descer.

Sistema de vacuo: Configuragédo do sistema de vacuo: bomba mecénica + valvula de vacuo + vélvula de
purga fisica + tubo de escape principal + bypass; (fornecido pelo fornecedor da bomba de vécuo), a
vélvula de véacuo usa uma valvula pneumética; Medicao do sistema de vacuo: Pressédo da membrana.

Sistema de fornecimento de gés: O medidor de fluxo de massa é configurado pela Parte B, entrada de ar
bidirecional, a taxa de fluxo é controlada pelo medidor de fluxo de massa, ap6s a reunido bidirecional,
ele entra na camara de vécuo a partir do topo e o interior do tubo de entrada de ar é de 50 mm

Dispositivo de eléctrodos: A direcao do comprimento dos quatro orificios dos eléctrodos é paralela a
direcdo do comprimento da plataforma de apoio, e a diregédo do comprimento esté virada para a janela
de observacgao principal com um diametro de 200 mm.

Sistema de dgua de arrefecimento: A campénula, os eléctrodos e a placa de fundo est&o todos equipados
com condutas de circulagéo de dgua de arrefecimento e estdo equipados com um dispositivo de alarme
de fluxo de agua insuficiente 3.7: sistema de controlo. Interruptores, instrumentos, instrumentos e fonte
de alimentagéo para elevacdo da campanula, esvaziamento, bomba de vécuo, estrada principal, bypass,
alarme, fluxo, pressdo do ar, etc. estdo colocados na lateral do suporte e sdo controlados por um ecra
tatil de 14 polegadas; o equipamento tem um programa de controlo totalmente automatico sem
intervencdo manual e pode armazenar dados e chamar dados
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Posicao da entrada de ar: entrada de ar
no topo da campaénula, e a posicao da
porta de exaustao estd localizada
diretamente abaixo do suporte da
amostra;

Sistema de controlo: Controlador PLC +
ecra tatil de 10 polegadas

Sistema de insuflagédo: medidor de
caudal méssico de 2 canais, gama de
caudal: 0-2000sccm e 0-200sccm;
Valvula pneumatica

3.1.10 Bomba de vacuo: Bomba de
vécuo D16C

Indicadores técnicos

Tamanho do gréo da superficie de
revestimento

Teor de diamante no revestimento

Espessura do revestimento de diamante

Rugosidade da superficie

Faixa de diametro do furo interno da
matriz de desenho de revestimento

Vida Util de servigo

Coeficiente de friccdo da superficie

Sistema de controlo

Um conjunto de sistema
automético de controlo
da presséao (vélvula de
controlo da pressao
original importada da
Alemanha)

Medidor de vécuo de
resisténcia

Molde de estiragem
tradicional

Nenhum

nenhum

nenhuma

Ra=0.1mm

P3 ~ ®70mm

A vida util depende das
condigdes de trabalho

0.8

Solution for researching

Matriz de trefilagdo revestida com nano diamante

20~80nm

=99%
10 ~ 15mm

Classe A: Ra<0.1mm

Classe B: Ra<0.05mm

®3 ~ ®70mm

6-10 vezes mais

0.1
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